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感谢您有兴趣赴美参加与标准制定相关的活动！

鉴于赴美签证申请的程序与多数其他国家有很多不同之处，我们亦十分希望您能成功申请到赴美签证。如下指导旨在于帮助您更清楚的了解签证申请程序。

第一步：了解情况
我们强烈建议您仔细阅读您所在申请地区美国驻华大使馆或各总领馆提供的关于申请非移民签证的程序。以下是提供相关中英文信息的连接：北京 成都 (英文) 广州 上海 沈阳.  

请谨记您的申请必须通过您居住地所属辖区内的美国驻华大使馆或总领馆递交。

我应该在那里申请?
由此进入DS-156表格。此表必须填写完备并以电子表格的形式提交。

第二步：尽早申请
鉴于签证面试的等待期较长以及有附加审查的可能性，我们希望您尽早开始签证的申请程序 － 最好于计划出行日期的90天前开始。
等待签证面试的时间可能需要几天至两个月。时间长短取决于申请地以及申请时间。了解您所在地区目前的平均等待时间：北京 成都 广州 上海 沈阳。 某些技术专家，由于涉及敏感科技领域，可能会被要求通过额外的行政审批程序，这可能使签证审批时间增加30天。
第三步：充分准备

请遵循您所在地的美国驻华使馆或总领馆在其网站上提供的所有步骤，以避免因延误带来的损失。

赴美签证的申请人在面试前应对行程计划安排有详尽的了解，并需要准备解释您与中国难以割舍的联系。请进入下面的连接以获取更多信息。

第四步：尽早将问题反馈给我们
若您在赴美签证申请过程中遇到任何问题，请尽早联系ANSI。无论是ANSI还是您的邀请方都没有权力影响领事部门的决定。尽管如此，我们也许能够建议您采取另外的步骤，或是为您提供其他的帮助。
ISO 联系人:
Mr. Tony Zertuche isot@ansi.org: +212-642-4961 (U.S.)
IEC 联系人:
Ms. Debbie Negron dnegron@ansi.org; +212-642-4936 (U.S.)
Page 2 of 2

8/16/2007

